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Abstract (en)
[origin: US2020232182A1] The invention relates to a slurry wall cutter for producing vertical ground trenches, which can be connected to a carrier
apparatus, comprising a frame, a motor unit and a drive unit which is releasably connectable with the frame, wherein the drive unit comprises
a carrier structure, at least one gear mechanism arranged on the carrier structure as well as a cutting tool for crushing ground material, which

connected to the gear mechanism and drivable by the motor unit, wherein the motor unit is releasably connectable to the drive unit and wherein the
frame and the drive unit respectively comprise guide means which are configured in such a way that the drive unit can be pushed laterally into and

out of the frame.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Schlitzwandfrase zur Herstellung von vertikalen Bodenschlitzen, welche mit einem Trégergerat verbindbar ist, umfassend

einen Rahmen, eine Motoreinheit und eine mit dem Rahmen Isbar verbindbare Antriebseinheit, wobei die Antriebseinheit eine Tragerstruktur,
mindestens ein an der Tragerstruktur angeordnetes Getriebe sowie mindestens ein mit dem Getriebe verbundenes und von der Motoreinheit

antreibbares Fraswerkzeug zur Zerkleinerung von Bodenmaterial umfasst, wobei die Motoreinheit mit der Antriebseinheit I6sbar verbindbar ist und

wobei der Rahmen und die Antriebseinheit jeweils Fiihrungsmittel aufweisen, welche so ausgestaltet sind, dass die Antriebseinheit seitlich in den
Rahmen ein- und aus diesem herausschiebbar ist.
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